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요약

액정 셀 내부에 위상지연층을 갖는 액정 표시 장치와 이의 제조 방법이 개시된다. 액정층은 상부 기판과 하부 기판
간에 형성되고, 위상지연층은 상부 기판과 하부 기판간에 형성되어 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상한다. 여
기서, 위상지연층은 콜레스테릭 액정과 같은 UV 경화형 액정성 고분자 물질로 이루어진다. 이에 따라, 액정 셀 내부
에 UV 경화성 액정 고분자 물질을 코팅 후 UV 또는 열 경화 과정을 통해 광보상 기능을 갖는 위상지연층을 형성하
므로써, 액정 패널 외부에 별도의 광보상 필름을 구비하지 않더라도 광시야각을 실현할 수 있다.

대표도

도 3

색인어

위상차, 광보상, UV광, 일축성 필름, 이축성 필름, 콜레스테릭 액정

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정 표시 장치를 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.

도 2a 및 도 2b는 전면 편광판의 편광축과 후면 편광판의 편광축간의 교차각을 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 콜레스테릭 액정의 분자 구조를 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.

도 5a 내지 도 5d는 상기한 도 3의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 7a 내지 도 7e는 상기한 도 6의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.
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도 9a 내지 도 9e는 상기한 도 8의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 11a 내지 도 11e는 상기한 도 10의 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 어레이 기판 140 : 패시베이션층

144 : 유기절연층 150 : 화소 전극층

160 : 배향막 200 : 컬러 필터 기판

210 : 블랙 매트릭스층 220 : 색화소층

230, 232 : 오버 코팅층 240 : 공통 전극층

250, 260 : 배향막 300 : 액정층

410, 420 : 편광판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치와 이의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 액정 셀 내부에 위상지연층을 갖는 액
정 표시 장치와 이의 제조 방법에 관한 것이다.

일반적으로 위상지연층, 바람직하게는 위상차 필름(Retardation film)은 서로 수직인 주축 방향으로 진동하는 직선
편광 성분을 통과시키고, 상기 두 성분간에 필요한 위상차를 부여하는 복굴절을 갖는 필름으로, 액정 표시 장치에
활용되고 있다. 특히 광축이 기울어진 위상차 필름, 즉 필름의 주면 및 그 법선에 대해 광축이 경사진 위상차 필름은
액정 셀의 분자 배열의 경사에 기인하는 광의 투과량의 시야 의존성을 작게하는 광학 보상 필름으로서 액정 표시 장
치의 시야각 확대에 유용하다.

도 1은 일반적인 액정 표시 장치를 개략적으로 설명하기 위한 도면이고, 도 2a 및 도 2b는 전면 편광판과 후면 편광
판의 편광축간의 교차각을 설명하기 위한 도면이다.

먼저 도 1에 도시한 바와 같이, 제1 투명 기판(12)상에 순차적으로 형성된 스위칭 소자 및 화소 전극층(14), 제1 배
향막(16)을 포함하는 어레이 기판(10)과, 제2 투명 기판(22)상에 순차적으로 형성된 색화소층(24), 오버 코팅층
(26), 공통 전극층(28), 제2 배향막(29)을 포함하는 컬러 필터 기판(20)과, 어레이 기판(10)과 컬러 필터 기판(20)간
에 형성된 액정층(30)과, 어레이 기판(10)의 배면에 순차적으로 배치된 제1 위상차 필름(42) 및 후면 편광판(44)과,
컬러 필터 기판(20)의 상면에 순차적으로 배치된 제2 위상차 필름(46) 및 전면 편광판(48)을 포함한다.

이처럼, 액정의 굴절률 이방성 효과를 이용하는 액정 표시 장치에서 액정층(30)의 액정 분자는 인가 전압에 따라 수
평 배향(Homogeneous) 또는 수직 배향(Homeotropic)으로 전이한다.

특히, 상기 액정 분자가 수직 배향 상태를 유지할 경우, 정면에서 관찰하면 제1 편광판과 제2 편광판의 편광축은 서
로 직교하여 빛샘이 발생하지 않으나, 측면에서 관찰하면 도 2b에 도시한 바와 같이, 전면 편광판(48)과 후면 편광
판(44)의 편광축이 이루는 편광 각도가 커지게 되어 빛샘이 발생한다. 이러한 빛샘을 보상하기 위해 이축성 필름이
나 일축성 필름과 같은 보상 필름을 편광판과 함께 액정 셀 외부에 부착한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에 착안한 것으로, 본 발명의 목적은 컬러 필터 기판과 어레이 기판에 의해
정의되는 액정 셀 내부에 광보상을 위한 위상지연층을 갖는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 상기한 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법을 제공하는 것이다.

또한, 본 발명의 또 다른 목적은 상기한 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용
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상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 액정 표시 장치는, 상부 기판; 하부 기판; 상기 상부 기판 위에 배치된 전면
편광판; 상기 하부 기판 아래에 배치된 후면 편광판; 상기 상부 기판과 하부 기판간에 형성된 액정층; 및 상기 상부
기판과 하부 기판간에 형성되어 상기 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상하는 위상지연층을 포함한다.

상기한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위한 하나의 특징에 따른 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법은,
어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 컬러 필터 기판을 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법에서, (a)
기판 위에 색화소층을 형성하는 단계; (b) 상기 색화소층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키
는 단계; (c) 상기 단계(b)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상차 기능을 갖는
오버 코팅층을 형성하는 단계; (d) 상기 오버 코팅층 위에 공통 전극층을 형성하는 단계; 및 (e) 상기 공통 전극층 위
에 배향막을 형성하는 단계를 포함한다.

또한, 상기한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위한 다른 하나의 특징에 따른 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제
조 방법은, 어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 컬러 필터 기판을 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방
법에서, (a) 기판 위에 색화소층을 형성하는 단계; (b) 상기 색화소층 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계; (c) 상기 오
버 코팅층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계; (d) 상기 단계(c)에 의한 결과물 위에
UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상지연층을 형성하는 단계; (e) 상기 위상지연층 위에 공통 전극
층을 형성하는 단계; 및 (f) 상기 공통 전극층 위에 배향막을 형성하는 단계를 포함한다.

또한, 상기한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위한 또 다른 하나의 특징에 따른 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의
제조 방법은, 어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 컬러 필터 기판을 포함하는 액정 표시 장치의 제조
방법에서, (a) 기판 위에 색화소층을 형성하는 단계; (b) 상기 색화소층 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계; (c) 상기
오버 코팅층 위에 공통 전극층을 형성하는 단계; (d) 상기 공통 전극층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅
하고, 배향시키는 단계; 및 (e) 상기 단계(d)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여
위상차 기능을 갖는 배향막을 형성하는 단계를 포함한다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위한 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법은, 컬러 필터 기판과의
합체를 통해 액정층을 수용하는 어레이 기판을 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법에서, (a) 게이트 라인과 데이
터 라인에 의해 정의되는 영역에 형성된 스위칭 소자를 갖는 제2 기판 위에 상기 스위칭 소자와 연결된 화소 전극층
을 형성하는 단계; (b) 상기 화소 전극층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계; (c) 상
기 단계(b)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상지연층을 형성하는 단계; 및
(d) 상기 위상지연층 위에 배향막을 형성하는 단계를 포함한다.

이러한 액정 표시 장치와 이의 제조 방법에 의하면, 액정 셀 내부에 UV 경화성 액정 고분자 물질을 코팅 후 UV 또
는 열 경화 과정을 통해 광보상 기능을 갖는 위상지연층을 형성하므로써, 액정 패널 외부에 별도의 광보상 필름을
구비하지 않더라도 광시야각을 실현할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다. 특히, 컬러 필터 기판의 오버 코팅
층에 위상지연층을 배치한 예를 도시한다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치는 어레이 기판(100)과, 컬러 필터 기판(200)과, 어레
이 기판(100) 및 컬러 필터 기판(200)간에 형성된 액정층(300)과, 어레이 기판(100) 아래에 형성된 후면 편광판
(410)과, 컬러 필터 기판(200) 위에 형성된 전면 편광판(420)을 포함한다.

어레이 기판(100)은 투명 기판(105) 위에 형성된 게이트 전극(110), 게이트 전극(110) 및 투명 기판(105) 위에 형
성된 게이트 절연막(112), 반도체층(114), 오믹 콘택층(116), 소오스 전극(120) 및 드레인 전극(130)을 포함하는
스위칭 소자(TFT)를 포함한다.

또한, 어레이 기판(100)은 상기 스위칭 소자(TFT)를 덮으면서 드레인 전극(130)의 일부를 노출시키는 패시베이션
층(140), 패시베이션층(140) 위에 형성되면서 드레인 전극(130)의 일부를 노출시키면서 후박하게 형성된 유기절연
층(144)을 포함한다.

또한, 어레이 기판(100)은 유기절연층(144) 위에 일부 영역이 개구되어 제1 콘택홀(141)을 통해 드레인 전극(130)
에 연결되는 화소 전극층(150)과, 상기 스위칭 소자(TFT) 위에 형성된 제1 배향막(160)을 포함한다. 화소 전극층
(150)은 광을 투과시키는 일종의 투과 전극으로서, 인듐주석산화물(Indium Tin Oxide : ITO)이나 주석산화물(Tin
Oxide : TO) 또는 인듐아연산화물(Indium Zinc Oxide : IZO)이 이용된다. 도시하지는 않았지만, 본 발명에 따른 액
정 표시 장치가 독립 배선 방식을 채용한다면 화소 전극층(150)을 형성하기 이전에 상기 스위칭 소자(TFT)로부터
일정 거리 이격되는 영역에 별도의 캐패시터 배선을 형성시켜 상기 캐패시터 배선과 화소 전극층(150)을 스토리지
캐패시터(Cst)로 정의한다. 물론, 상기한 독립 배선 방식과는 상이한 전단 게이트(Previous gate) 방식을 채용할 수
도 있다.

한편, 컬러 필터 기판(200)은 블랙 매트릭스층(210), 색화소층(220), 오버 코팅층(230), 공통 전극층(240) 및 제2
배향막(250)을 포함한다.

블랙 매트릭스층(210)은 투명 기판(205) 위에 형성되어 R, G, B 각각의 화소 영역을 정의하고, 색화소층(220)은 블
랙 매트릭스층(210)에 의해 정의되는 영역에 형성된다. 물론, 블랙 매트릭스층(210)을 형성하지 않더라도 색화소층
(220)의 에지를 서로 오버랩시키는 방식을 통해 블랙 매트릭스 기능을 부여할 수도 있다.
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위상차 기능을 갖는 오버 코팅층(230)은 블랙 매트릭스층(210)과 색화소층(220)위에 형성되어, 블랙 매트릭스층
(210)과 색화소층(220)을 보호하고, 액정층(300)을 통과하는 광의 위상차를 보상한다. 상기 액정 표시 장치가 투과
형이라면 상기 광은 백라이트 어셈블리에 의해 제공되는 인공광이고, 상기 액정 표시 장치가 반사형이라면 상기 광
은 컬러 필터 기판의 상부로부터 입사되는 자연광이다. 상기 액정 표시 장치가 반사-투과형이라면 상기 광은 상기
한 인공광과 자연광이다.

구체적으로 오버 코팅층(230)은 UV 경화성 액정 고분자 물질로 형성되며, 바람직하게는 도 4에 도시한 바와 같은
콜레스테릭(Cholesteric) 액정이다. 도 4는 콜레스테릭 액정의 분자 구조를 개략적으로 설명하기 위한 도면이다.

도 4에 도시한 바와 같이, 방향자가 나선형 축을 따라 점진적으로 변한다. 이 나선형 구조는 그것의 회전 주기(p)와
함께 콜레스테릭 상의 특징이다. 그리고 이 나선형의 축은 광축과 일치한다. 즉, 네마틱 상(Nematic phase)을 이루
는 분자 중에서 그 분자 구조 내에 거울 대칭이 깨지는 카이랄(chiral) 구조를 갖는 경우 나선 구조의 네마틱 상을 보
이는 경우가 있는데, 이를 콜레스테릭 액정이라 한다. 국소적으로 상기 콜레스테릭 액정은 네마틱과 같이 액정 분자
가 한 방향을 향하지만, 거시적으로는 방향자에 수직인 나선 축이 있으며 이 축을 기준으로 방향자는 일정하게 회전
하는 특징이 있다.

색화소층(220)위에 원하는 두께로 콜레스테릭 액정을 코팅하고 배향시킨 후 UV 광을 조사하여 상기 콜레스테릭 액
정의 배향 상태를 고정시키므로써 이축성 필름(Biaxial film) 기능을 갖는 오버 코팅층 또는 일축성 필름(Uniaxial
film) 기능을 갖는 오버 코팅층을 형성한다. 예를들어, 편광 UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사하면 이축성 필름
이 형성되고, 비편광 UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사하면 C-플레이트 필름이 형성된다.

상기 이축성 필름은 x 방향의 굴절률(nx)과 y 방향의 굴절률(ny)과 z 방향의 굴절률(nz)이 서로 상이한 굴절률 특성
을 갖는다.

한편, 상기 일축성 필름은 A-플레이트 필름과 C-플레이트 필름으로 구분된다. 상기 A-플레이트 필름은 y 방향의
굴절률(ny)과 z 방향의 굴절률(nz)이 동일하되, x 방향의 굴절률(nx)보다는 작은 굴절률 특성을 갖는다. 상기 C-플
레이트 필름은 상기 A-플레이트 필름의 굴절률 특성을 갖는 UV 경화성 액정이 x-y 평면상에서 불규칙하게 배열되
고 두께를 가지게 되면 상기 UV 경화성 액정은 x 방향의 굴절률(nx)과 y 방향의 굴절률(ny)이 동일하되, z 방향의
굴절률(nz)보다는 큰 굴절률 특성을 갖는다.

공통 전극층(240)은 오버 코팅층(230) 상부, 즉 액정층(300)에 근접하는 면에 형성되어, 외부로부터 공통 전극 전
압(Vcom)을 제공받는다. 향후 상기 공통 전극 전압(Vcom)은 어레이 기판(100)에 형성된 화소 전극층에 인가되는
전압과의 전위차를 유발한다.

제2 배향막(250)은 공통 전극층(240)의 상부에 형성되어, 액정의 균일한 배향성을 갖도록 한다. 물론, 공통 전극층
(240)을 형성하지 않는 경우에는 오버 코팅층(230) 위에 형성될 수도 있다.

액정층(300)은 어레이 기판(100)과 컬러 필터 기판(200)간에 형성되어, 어레이 기판의 화소 전극층과 컬러 필터 기
판의 공통 전극층간에 인가되는 전위차를 응답하여 전이한다. 액정층(300)은 TN(Twist Nematic) 모드를 채용할
수도 있고, VA(Vertical Alignment) 모드를 채용할 수도 있으며, OCB(Optically Compensated Birefringence) 모
드를 채용할 수도 있다.

후면 편광판(410)은 어레이 기판(100) 아래에 배치되어, 배면으로부터 제공되는 인공광을 제1 편광시켜 어레이 기
판(100)에 제공한다.

전면 편광판(420)은 컬러 필터 기판(200) 위에 배치되어, 어레이 기판(100)과 액정층(300)과 컬러 필터 기판(200)
을 경유하는 인공광을 제2 편광시켜 출사한다.

도 5a 내지 도 5d는 상기한 도 3의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

먼저, 도 5a에 도시한 바와 같이, 투명 기판(205)의 한쪽 면에 크롬(Cr)막을 형성하고, 상기 크롬(Cr)막 위에 포지티
브(Positive)형 포토레지스트를 도포한다. 또한 상기 포토레지스트를 소정의 마스크를 사용하여 선택적으로 노광한
후 현상 처리하여 원하는 영역에 크롬(Cr)막을 남긴다. 이와 같이 형성된 크롬(Cr)막이 차광층(210)이 된다. 상기
차광층(210)은 향후 컬러 필터 기판과 합체되는 어레이 기판에 형성되는 게이트 라인 및 데이터 라인에 대응하여 투
명 기판(205)상에 격자 형상을 가지고 형성된다. 이어, 차광층(210)이 형성된 투명 기판(205)상에 감광성의 레드
레지스트를 도포하고, 노광 및 현상 처리하여 소정의 선택 영역에 색화소층(220)을 형성한다.

이어, 도 5b에 도시한 바와 같이, 색화소층(220) 전면을 커버하도록 콜레스테릭 액정과 같은 UV 경화형 액정성 고
분자 물질을 코팅하고, 배향시킨다. 이어, UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상차 기능을 갖는 오
버 코팅층(230)을 형성한다. 상기한 UV 광이 편광 UV 광이라면 상기 오버 코팅층은 이축성 필름 기능을 갖고, 상기
한 UV 광이 비편광 UV 광이라면 상기 오버 코팅층은 C-플레이트 필름 기능을 갖는다.

이어, 도 5c에 도시한 바와 같이, 위상차 기능을 갖는 오버 코팅층(230) 전면을 커버하도록 ITO와 같은 투명하면서
전도성을 갖는 공통 전극층(240)을 형성한다.

이어, 도 5d에 도시한 바와 같이, 액정들이 일정한 방향을 가지고 배열되도록 하기 위해 공통 전극층(240) 전면에
배향막(250)을 형성한다. 상기 배향막(250)은 액정 분자에 일정 선경사각(pre tile)을 유발할 수 있는 재질이라면
무기재료, 유기재료 어느 쪽을 사용하여도 좋다. 상기 무기재료로는 산화규소(SiO), 산화마그네슘(MgO) 등의 금속
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산화물이나 불화마그네슘, 금 등을 사용한다. 상기 무기재료를 사용하는 경우에는 사방 증착에 의하기 때문에 증착
시키는 각도를 설정하여 두면, 배향막 형성과 동시에 배향 처리가 이루어진다.

상기 유기재료로는 폴리이미드, 폴리비닐알코올 등의 수지, 기판에 화학 흡착할 수 있는 실란화합물 등의 화학흡착
물질, 폴리아믹산 등의 박막을 형성할 수 있는 물질 등을 사용한다. 상기 유기재료를 사용하는 경우에는 배향 처리
를 할 필요가 있다. 상기 배향 처리의 일례로는 어레이 기판(100)상에 동일 방향으로 러빙하거나, 편광 자외선을 조
사하는 등의 방법에 의해 수행된다.

또한, 상기 배향막(250)은 동일 재료로 이루어지는 단일층으로 형성되어도 좋지만, 2가지 이상의 재료를 사용하여
복수 층으로 형성시키는 것도 가능하다. 예컨대, 무기재료로 이루어지는 박막상에 유기박막을 형성시켜도 좋다. 이
때 상기 배향막(250)을 복수층으로 형성하는 경우 유기박막으로서 사용할 수 있는 재료는 상기 유기재료에 더하여
레시틴 등의 수직 배향제를 사용해도 무방하다.

이상에서 살펴본 도 5a 내지 도 5d의 과정을 통하여 컬러 필터 기판(200)이 완성되며, 어레이 기판(100)과의 대향
결합하고, 컬러 필터 기판(200)과 어레이 기판(200)과의 사이에 액정(300)을 게재하므로써 액정 패널이 완성된다.

이상에서 설명한 바와 같이, 액정 패널의 컬러 필터 기판의 구비되는 색화소층을 보호하기 위해 UV 경화성 액정 고
분자 물질을 도포한 후 UV 광을 조사하여 경화시켜 위상차 필름의 기능을 부여하므로써, 상기 액정 패널의 배면이
나 전면에 별도의 위상차 필름을 배치하지 않더라도 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상할 수 있다. 이에 따라
위상차 필름을 액정 패널에 별도로 부착하는 필름의 수와 조립 공수를 줄일 수 있어 액정 표시 장치의 제조 원가를
절감할 수 있다.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다. 특히, 컬러 필터 기판의 오버 코팅
층 위에 위상지연층을 배치한 예를 도시한다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치는 어레이 기판(100)과, 컬러 필터 기판(200)과, 어레
이 기판(100) 및 컬러 필터 기판(200)간에 형성된 액정층(300)과, 어레이 기판(100) 아래에 형성된 후면 편광판
(410)과, 컬러 필터 기판(200) 위에 형성된 전면 편광판(420)을 포함한다. 상기한 도 3과 비교할 때 동일한 구성 요
소에 대해서는 동일한 도면 번호를 부여하고 그 설명은 생략한다.

컬러 필터 기판(200)은 블랙 매트릭스층(210), 색화소층(220), 오버 코팅층(232), 위상지연층(234), 공통 전극층
(240) 및 제2 배향막(250)을 포함한다.

구체적으로, 블랙 매트릭스층(210)은 투명 기판(205) 위에 형성되어 R, G, B 각각의 화소 영역을 정의하고, 색화소
층(220)은 블랙 매트릭스층(210)에 의해 정의되는 영역에 형성되며, 오버 코팅층(232)은 블랙 매트릭스층(210)과
색화소층(220)위에 코팅되어, 블랙 매트릭스층(210)과 색화소층(220)을 보호한다.

위상지연층(234)은 오버 코팅층(232) 위에 형성되어 액정층(300)을 통과하는 광의 위상을 지연시킨다. 위상지연층
(234)은 UV 경화성 액정 고분자 물질로 형성되며, 바람직하게는 콜레스테릭(Cholesteric) 액정이다.

도 7a 내지 도 7e는 상기한 도 6의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

먼저, 도 7a에 도시한 바와 같이, 투명 기판(205)의 한쪽 면에 차광층(210)과, 차광층(210)이 형성된 투명 기판
(205)상에 감광성의 레드 레지스트를 도포하고, 노광 및 현상 처리하여 소정의 선택 영역에 색화소층(220)을 형성
한다.

이어, 도 7b에 도시한 바와 같이, 색화소층(220)의 보호를 위해 일종의 보호층인 오버 코팅층(232)을 형성한다.

이어, 도 7c에 도시한 바와 같이, 오버 코팅층(232) 전면을 커버하도록 콜레스테릭 액정과 같은 UV 경화형 액정성
고분자 물질을 코팅하고, 배향시킨다. 이어, UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 이축성 필름(Biaxial
film) 기능을 갖는 위상지연층(234) 또는 일축성 필름(Uniaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(234)을 형성한다. 상
기한 UV 광이 편광 UV 광이라면 상기 위상지연층(240)은 이축성 필름 기능을 갖고, 상기한 UV 광이 비편광 UV
광이라면 상기 위상지연층(240)은 C-플레이트 필름 기능을 갖는다.

이어, 도 7d 및 도 7e에 도시한 바와 같이, 위상지연층(240) 전면에 ITO와 같은 투명하면서 전도성을 갖는 공통 전
극층(240)을 형성하고, 공통 전극층(240) 전면에 배향막(250)을 형성한다. 상기 배향막(250)은 액정 분자에 일정
선경사각(pre tile)을 유발할 수 있는 재질이라면 무기재료, 유기재료 어느 쪽을 사용하여도 좋다. 도면상에서는 공
통 전극층(240) 위에 배향막(250)이 형성되는 것으로 도시하였으나, 상기 공통 전극층을 형성하지 않는 경우에는
상기 배향막(250)을 위상지연층(240)에 형성할 수 있다.

이상에서 살펴본 도 7a 내지 도 7e의 과정을 통하여 컬러 필터 기판(200)이 완성되며, 어레이 기판(100)과의 대향
결합하고, 컬러 필터 기판(200)과 어레이 기판(200)과의 사이에 액정(300)을 게재하므로써 액정 패널이 완성된다.

이상에서 설명한 바와 같이, 컬러 필터 기판의 오버 코팅층 위에 위상지연층을 형성하므로써, 액정 패널의 배면이나
전면에 별도의 위상차 필름을 배치하지 않더라도 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상할 수 있다. 이에 따라 위상
차 필름을 액정 패널에 별도로 부착하는 필름의 수와 조립 공수를 줄일 수 있어 액정 표시 장치의 제조 원가를 절감
할 수 있다.
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도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다. 특히, 컬러 필터 기판의 배향막에
위상지연층을 배치한 예를 도시한다.

도 8을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치는 어레이 기판(100)과, 컬러 필터 기판(200)과, 어레
이 기판(100) 및 컬러 필터 기판(200)간에 형성된 액정층(300)과, 어레이 기판(100) 아래에 형성된 후면 편광판
(410)과, 컬러 필터 기판(200) 위에 형성된 전면 편광판(420)을 포함한다. 상기한 도 3과 비교할 때 동일한 구성 요
소에 대해서는 동일한 도면 번호를 부여하고 그 설명은 생략한다.

컬러 필터 기판(200)은 블랙 매트릭스층(210), 색화소층(220), 오버 코팅층(232), 공통 전극층(240), 제2 배향막
(252) 및 위상지연층(260)을 포함한다.

블랙 매트릭스층(210)은 투명 기판(205) 위에 형성되어 R, G, B 각각의 화소 영역을 정의하고, 색화소층(220)은 블
랙 매트릭스층(210)에 의해 정의되는 영역에 형성되며, 오버 코팅층(230)은 블랙 매트릭스층(210)과 색화소층
(220)위에 코팅되어, 블랙 매트릭스층(210)과 색화소층(220)을 보호한다.

공통 전극층(240)은 오버 코팅층(230) 위에 형성되어, 외부로부터 공통 전극 전압(Vcom)을 제공받는다. 향후 상기
공통 전극 전압(Vcom)은 어레이 기판(100)에 형성된 화소 전극층에 인가되는 전압과의 전위차를 유발한다.

제2 배향막(252)은 공통 전극층(240)의 상부에 형성된다. 물론, 공통 전극층(240)을 형성하지 않는 경우에는 오버
코팅층(232) 위에 형성될 수도 있다.

위상지연층(260)은 제2 배향막(252) 위에 형성되어 액정층(300)을 통과하는 광의 위상을 보상한다. 구체적으로,
위상지연층(260)은 UV 경화성 액정 고분자 물질로 형성되며, 바람직하게는 콜레스테릭(Cholesteric) 액정이다.

컬러 필터 기판의 제조 공정 진행시, 제2 배향막(252) 위에 원하는 두께로 상기 콜레스테릭 액정을 코팅하고 배향시
킨 후 UV 광을 조사하여 상기 콜레스테릭 액정의 배향 상태를 고정시키므로써, 이축성 필름(Biaxial film) 기능을
갖는 위상지연층(260) 또는 일축성 필름(Uniaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(260)을 형성한다. 예를들어, 편광
UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사하면 이축성 필름이 형성되고, 비편광 UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사
하면 C-플레이트 필름이 형성된다.

도 9a 내지 도 9e는 상기한 도 8의 컬러 필터 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

먼저, 도 9a에 도시한 바와 같이, 투명 기판(205)의 한쪽 면에 차광층(210)과, 차광층(210)이 형성된 투명 기판
(205)상에 감광성의 레드 레지스트를 도포하고, 노광 및 현상 처리하여 소정의 선택 영역에 색화소층(220)을 형성
한다.

이어, 도 9b에 도시한 바와 같이, 색화소층(220)의 보호를 위해 일종의 보호층인 오버 코팅층(232)을 형성한다. 이
어, 도 9c에 도시한 바와 같이, 오버 코팅층(232) 전면을 커버하도록 ITO와 같은 투명하면서 전도성을 갖는 공통 전
극층(240)을 형성한다.

이어, 도 9d에 도시한 바와 같이, 공통 전극층(240) 전면에 콜레스테릭 액정과 같은 UV 경화형 액정성 고분자 물질
을 코팅하고, 배향시킨다. 이어, UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 이축성 필름(Biaxial film) 기능을
갖는 위상지연층(252) 또는 일축성 필름(Uniaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(252)을 형성한다. 상기한 UV 광이
편광 UV 광이라면 상기 위상지연층(252)은 이축성 필름 기능을 갖고, 상기한 UV 광이 비편광 UV 광이라면 상기
위상지연층(252)은 C-플레이트 필름 기능을 갖는다.

이어, 도 9e에 도시한 바와 같이, 위상지연층(252) 전면에 액정 분자에 일정 선경사각을 유발하기 위한 배향막
(260)을 형성한다.

이상에서 살펴본 도 9a 내지 도 9e의 과정을 통하여 컬러 필터 기판(200)이 완성되며, 어레이 기판(100)과의 대향
결합하고, 컬러 필터 기판(200)과 어레이 기판(200)과의 사이에 액정(300)을 게재하므로써 액정 패널이 완성된다.

이상에서 설명한 바와 같이, 컬러 필터 기판의 배향막에 위상차 기능을 부여하므로써, 액정 패널의 배면이나 전면에
별도의 위상차 필름을 배치하지 않더라도 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상할 수 있다. 이에 따라 위상차 필름
을 액정 패널에 별도로 부착하는 필름의 수와 조립 공수를 줄일 수 있어 액정 표시 장치의 제조 원가를 절감할 수 있
다.

도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다. 특히, 어레이 기판의 배향막 아래
에 위상지연층을 배치한 예를 도시한다.

도 10을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치는 어레이 기판(100)과, 컬러 필터 기판(200)과, 어
레이 기판(100) 및 컬러 필터 기판(200)간에 형성된 액정층(300)과, 어레이 기판(100) 아래에 형성된 후면 편광판
(410)과, 컬러 필터 기판(200) 위에 형성된 전면 편광판(420)을 포함한다. 상기한 도 3과 비교할 때 동일한 구성 요
소에 대해서는 동일한 도면 번호를 부여하고 그 설명은 생략한다.

어레이 기판(100)은 투명 기판(105) 위에 형성된 스위칭 소자(TFT)를 덮으면서 드레인 전극(130)의 일부를 노출
시키는 패시베이션층(140), 패시베이션층(140) 위에 형성되면서 드레인 전극(130)의 일부를 노출시키면서 후박하
게 형성된 유기절연층(144), 유기절연층(144) 위에 일부 영역이 개구되어 제1 콘택홀(141)을 통해 드레인 전극
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(130)에 연결되는 화소 전극층(150), 화소 전극층(150) 위에 순차적으로 형성된 위상지연층(152) 및 제1 배향막
(160)을 포함한다.

특히, 화소 전극층(150)과 제1 배향막(160)간에 형성된 위상지연층(152)은 UV 경화성 액정 고분자 물질, 바람직하
게는 콜레스테릭(Cholesteric) 액정으로 이루어져, 액정층(300)에 제공되는 광의 위상차를 보상한다. 상기 광은 어
레이 기판(100)의 배면에 형성된 백라이트 어셈블리(미도시)로부터 제공되는 인공광이다.

어레이 기판의 제조 공정 진행시, 스위칭 소자(TFT)의 드레인 전극(130)에 연결된 화소 전극층(150) 위에 원하는
두께로 콜레스테릭 액정을 코팅하고 배향시킨 후 UV 광을 조사하여 상기 콜레스테릭 액정의 배향 상태를 고정시키
므로써, 이축성 필름(Biaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(152) 또는 일축성 필름(Uniaxial film) 기능을 갖는 위상
지연층(152)을 형성한다. 예를들어, 편광 UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사하면 이축성 필름이 형성되고, 비편
광 UV 광을 상기 콜레스테릭 액정에 조사하면 C-플레이트 필름이 형성된다.

도 11a 내지 도 11e는 상기한 도 10의 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 도면들이다.

먼저, 도 11a에 도시한 바와 같이, 유리나 세라믹, 석용 등의 절연 물질로 이루어진 기판(105) 위에 탄탈륨(Ta), 타
타늄(Ti), 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 구리(Cu) 또는 텅스텐(W) 등과 같은 금속을 증착한 다음, 증착된
금속을 패터닝하여 가로 방향으로 신장되고 세로 방향으로 배열되는 다수의 게이트 라인(미도시)과 상기 게이트 라
인으로부터 연장된 게이트 전극(110)을 형성한다.

도면상에 도시하지는 않았지만, 상기 게이트 전극(110)을 형성할 때 스토리지 전극 라인을 더 형성하고, 상기 게이
트 전극(110)을 포함하는 기판의 전면에 질화 실리콘을 플라즈마 화학 기상 증착법으로 적층하여 게이트 절연막
(112)을 형성한 후, 상기 게이트 절연막 위에 아몰퍼스 실리콘 막 및 인 시튜(insitu) 도핑된 n+아몰퍼스 실리콘 막
을 패터닝하여 상기 게이트 절연막 중 아래에 상기 게이트 전극(110)이 위치한 부분 상에 반도체층(114) 및 오믹 콘
택층(116)을 순차적으로 형성한다.

이어, 탄탈륨(Ta), 타타늄(Ti), 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 구리(Cu) 또는 텅스텐(W) 등과 같은 금속을
증착한 다음, 증착된 금속을 패터닝하여 세로 방향으로 신장되고 가로 방향으로 배열되는 소오스 라인(미도시)과 상
기 소오스 라인으로부터 연장된 소오스 전극(120) 및 상기 소오스 전극(120)으로부터 일정 간격 이격된 드레인 전
극(130)을 형성한 후 전면적으로 패시베이션막(140)을 형성한다.

이어, 도 11b에 도시한 바와 같이, 도 11c에 의한 결과물이 형성된 기판 위에 레지스트를 스핀 코팅 방법으로 적층
하여 유기 절연막(144)을 후박하게 형성한 후 드레인 전극(130)을 노출시키는 콘택홀(141)을 형성한다. 상기 유기
절연막(144)은 열경화성 아크릴계 수지로 이루어지며, 포지티브(Positive)형 포토레지스트의 일종으로 별도의 포
토레지스트를 필요로 하지 않으며, 포토리소그라피(photolithography) 공정에 의해 UV 광을 입사받은 부위가 현상
공정에서 제거되고, 상기 UV 광을 입사받지 않은 부위가 남게 되어 콘택홀(144)이 형성된다.

이어, 도 11c에 도시한 바와 같이, 도 11b에 의한 결과물이 형성된 기판 위에 상기 게이트 라인과 상기 소오스 라인
에 의해 정의되는 매 화소에 화소 전극을 정의하는 ITO층(150)을 형성하고, 상기 드레인 전극(130)과는 기형성된
콘택홀(141)을 통해 연결한다. 상기 ITO층(150)은 전면 도포한 후 상기 매 화소 영역에 대응하는 ITO층만 남겨지
도록 패터닝할 수도 있고, 상기 매 화소 영역에만 형성되도록 부분 도포할 수도 있다.

이어, 도 11d에 도시한 바와 같이, 도 11c에 의한 결과물이 형성된 기판 위에 콜레스테릭 액정과 같은 UV 경화형 액
정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시킨다. 이어, UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 이축성 필름
(Biaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(152) 또는 일축성 필름(Uniaxial film) 기능을 갖는 위상지연층(152)을 형성
한다. 상기한 UV 광이 편광 UV 광이라면 상기 위상지연층(152)은 이축성 필름 기능을 갖고, 상기한 UV 광이 비편
광 UV 광이라면 상기 위상지연층(152)은 C-플레이트 필름 기능을 갖는다.

이어, 도 11e에 도시한 바와 같이, 도 11d에 의한 결과물이 형성된 기판 위에 액정 분자에 일정 선경사각을 유발하
기 위한 배향막(160)을 형성한다.

이상에서 살펴본 도 11a 내지 도 11e의 과정을 통하여 컬러 필터 기판(200)이 완성되며, 어레이 기판(100)과의 대
향 결합하고, 컬러 필터 기판(200)과 어레이 기판(200)과의 사이에 액정(300)을 게재하므로써 액정 패널이 완성된
다.

이상에서 설명한 바와 같이, 액정 패널의 어레이 기판에 형성되는 화소 전극층과 배향막 사이에 위상지연층을 형성
하므로써, 상기 액정 패널의 배면이나 전면에 별도의 위상차 필름을 배치하지 않더라도 액정층을 통과하는 광의 위
상차를 보상할 수 있다. 이에 따라 위상차 필름을 액정 패널에 별도로 부착하는 필름의 수와 조립 공수를 줄일 수 있
어 액정 표시 장치의 제조 원가를 절감할 수 있다.

이상에서는 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재
된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이
해할 수 있을 것이다.

발명의 효과
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이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 액정 셀 내부에 UV 경화성 액정 고분자 물질을 코팅 후 UV 또는 열
경화 과정을 통해 이축성 필름 기능이나 일축성 기능을 갖고서 광보상을 위한 위상지연층을 형성하므로써, 액정 패
널 외부에 별도의 광보상 필름을 구비하지 않더라도 광시야각을 실현할 수 있다.

특히, 컬러 필터 기판에 형성되는 색화소를 커버하는 오버 코팅층에 상기한 위상지연층을 형성할 수도 있고, 상기
색화소 상부에 별도의 위상지연층을 형성할 수도 있으며, 공통 전극층과 배향막간에 위상지연층을 형성할 수도 있
다. 물론, 어레이 기판에 형성되는 화소 전극층과 배향막간에 위상지연층을 형성할 수도 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

상부 기판;

상기 상부 기판에 대향하는 하부 기판;

상기 상부 기판 위에 배치된 전면 편광판;

상기 하부 기판 아래에 배치된 후면 편광판;

상기 상부 기판과 하부 기판간에 형성된 액정층; 및

상기 상부 기판과 하부 기판간에 형성되어 상기 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상하는 위상지연층을 포함하는
액정 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 위상지연층은 UV 경화형 액정성 고분자 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 UV 경화형 액정성 고분자 물질은 콜레스테릭 액정인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 상부 기판은 색화소층을 포함하고, 상기 위상지연층은 상기 색화소층 위에 형성되어 상기 색
화소층을 보호함과 함께 상기 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 상부 기판은 색화소층과, 상기 색화소층 위에 형성되어 상기 색화소층을 보호하는 오버 코팅
층을 포함하고, 상기 위상지연층은 상기 오버 코팅층 위에 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 상부 기판은 색화소층과, 상기 색화소층 위에 형성된 오버 코팅층과, 상기 오버 코팅층위에 형
성된 공통 전극층을 포함하고, 상기 위상지연층은 상기 공통 전극층 위에 형성되어 상기 액정층의 액정 분자를 배향
함과 함께 상기 액정층을 통과하는 광의 위상차를 보상하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 7.

제1항에 있어서, 상기 하부 기판은 화소 전극층과 상기 화소 전극층 위에 형성된 배향막을 포함하고, 상기 위상지연
층은 상기 화소 전극층과 상기 배향막간에 형성된 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 8.

어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법에서,

(a) 기판 위에 색화소층을 형성하는 단계;

(b) 상기 색화소층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계;
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(c) 상기 단계(b)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상차 기능을 갖는 오버 코
팅층을 형성하는 단계;

(d) 상기 오버 코팅층 위에 공통 전극층을 형성하는 단계; 및

(e) 상기 공통 전극층 위에 배향막을 형성하는 단계를 포함하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 UV 경화형 액정성 고분자 물질은 콜레스테릭 액정인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용
컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 10.

제8항에 있어서, 상기 UV 광은 편광 UV 광이고, 상기 오버 코팅층은 이축성 필름 기능을 갖는 것을 특징으로 하는
액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 11.

제8항에 있어서, 상기 UV 광은 비편광 UV 광이고, 상기 오버 코팅층은 C-플레이트 필름 기능을 갖는 것을 특징으
로 하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 12.

어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법에서,

(a) 기판 위에 색화소층을 형성하는 단계;

(b) 상기 색화소층 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계;

(c) 상기 오버 코팅층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계;

(d) 상기 단계(c)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상지연층을 형성하는 단
계;

(e) 상기 위상지연층 위에 공통 전극층을 형성하는 단계; 및

(f) 상기 공통 전극층 위에 배향막을 형성하는 단계를 포함하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 13.

제11항에 있어서, 상기 UV 경화형 액정성 고분자 물질은 콜레스테릭 액정인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용
컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 14.

제12항에 있어서, 상기 UV 광은 편광 UV 광이고, 상기 위상지연층은 이축성 필름 기능을 갖는 것을 특징으로 하는
액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 15.

제12항에 있어서, 상기 UV 광은 비편광 UV 광이고, 상기 위상지연층은 C-플레이트 필름 기능을 갖는 것을 특징으
로 하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 16.

어레이 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법에서,

(a) 기판 위에 색화소층을 형성하는 단계;

(b) 상기 색화소층 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계;

(c) 상기 오버 코팅층 위에 공통 전극층을 형성하는 단계;
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(d) 상기 공통 전극층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계; 및

(e) 상기 단계(d)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상차 기능을 갖는 배향막
을 형성하는 단계를 포함하는 액정 표시 장치용 컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 17.

제16항에 있어서, 상기 UV 경화형 액정성 고분자 물질은 콜레스테릭 액정인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용
컬러 필터 기판의 제조 방법.

청구항 18.

컬러 필터 기판과의 합체를 통해 액정층을 수용하는 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법에서,

(a) 게이트 라인과 데이터 라인에 의해 정의되는 영역에 형성된 스위칭 소자를 갖는 제2 기판 위에 상기 스위칭 소자
와 연결된 화소 전극층을 형성하는 단계;

(b) 상기 화소 전극층 위에 UV 경화형 액정성 고분자 물질을 코팅하고, 배향시키는 단계;

(c) 상기 단계(b)에 의한 결과물 위에 UV 광의 조사를 통해 상기 배향 상태를 고정하여 위상지연층을 형성하는 단
계; 및

(d) 상기 위상지연층 위에 배향막을 형성하는 단계를 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 19.

제18항에 있어서, 상기 UV 경화형 액정성 고분자 물질은 콜레스테릭 액정인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용
어레이 기판의 제조 방법.

도면

도면1
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专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020050018354A 公开(公告)日 2005-02-23

申请号 KR1020030055738 申请日 2003-08-12

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 LYU JAEJIN

发明人 LYU,JAEJIN

IPC分类号 G02F1/13363 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/13363 G02F2413/02 G02F2001/133565

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种液晶显示装置及其制造方法，其内部具有相位延迟层。液晶
层形成在上板和下板之间。补偿了在上板和下板之间形成相位延迟层并
穿过液晶层的光学相位差。这里，相位延迟层包括类似胆甾型液晶的UV
固化型液晶聚合物材料。因此，形成在液晶单元内部的UV可固化液晶高
分子的涂覆或热固化处理之后通过UV具有光学补偿功能的相位延迟层。
以这种方式，尽管单独的光学补偿膜不包括在液晶面板的外侧部分中，
但是可以实现宽视角。相位差，光学补偿，UV光，单轴膜，双轴膜，胆
甾型液晶。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2c5c2893-027d-4c32-9d50-658153933612
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034132155/publication/KR20050018354A?q=KR20050018354A

